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Polymérisation
traditionnelle

Monomere

Polymérisation
plasma

Tout type de monomére

Maitrise des épaisseurs (10 nm- 500 um)

Maitrise des paramétres de dép6t (P,
W)

Procédé rapide (quelques min)
Films minces continus

Chimie «verte»
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Pression de base 2.102 mbar
Pression de travail (P) 5,5 mbar
N,: 1,8 I/min, O,: 25 ml/min

Flux de monomére ( ): 5 ml/min
Puissance: (W): 200 W
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